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「選択と集中」により経常利益が過去最高「選択と集中」により経常利益が過去最高
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２００６年３月期中間決算ハイライト

１． ２００６年３月期中間決算業績要旨　　　　　　　　（金額：億円）

　　　

　　

　　

　　

　　　　①全項目で７月の第１四半期決算時の予想値を上回る

　　　　②前年同期比では、経常利益・当期利益が増益

　　　　　　　　　－経常利益は過去最高を達成－

　　

－３－

＋５％＋３８％７６当期利益

＋３％＋３３％１３７経常利益

▲１％＋４５％１５７営業利益

▲１３％＋８％４，２４９売上高

前年同期比前回予想比金　額
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２００６年３月期中間決算ハイライト

２． ２００６年３月期業績予想要旨　　　　　　　 　　　　（金額：億円）

　　　

　　

　　

　　

　　　　①全項目で７月の第１四半期決算時の予想値を大幅に上回る

　　　　②前年比では、経常利益・当期利益が増益

　　　　　　　　　　　－二年連続過去最高の見通し－

　　

－４－

＋９％＋４４％１６３当期利益

＋５％＋３６％２７２経常利益

▲２％＋４０％２９３営業利益

▲１０％＋２％８，４３０売上高

前年比前回予想比金　額
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Ⅰ．２００６年３月期　中間決算概要

－５－
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Ⅰ．２００６年３月期　中間決算概要

【売　上　高】
（億円）

－６－

２００６年３月期中間決算経営成績

情報エレクトロニクスを中心として前年同期比減収

0

2,000

4,000

０４中間実績 ０５中間予想 ０５中間実績

電子デバイスシステム
ライフサイエンス
情報エレクトロニクス
先端産業部材

４,９０６
４,２４９ ▲１３％

３,９２３

前年同期比

　（注）＊０５中間予想は、２００５年７月の第１四半期決算発表時の見通しです。＊０５中間実績（　）内の数値は対０４中間実績増減比率。

1,130　 (+0%）

408 　(▲3%）

1,237 (▲29%）

1,474 (▲9%）

1,127

418

1,736

1,625
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２００６年３月期中間決算経営成績

営業利益、経常利益、当期利益とも予想値を大幅に上回る

－７－

Ⅰ．２００６年３月期　中間決算概要
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０４中間実績 ０５中間予想 ０５中間実績

先端産業部材 情報エレクトロニクス

ライフサイエンス 電子デバイスシステム

（億円）

【営業利益】

１５７ ▲１％１５８

　（注）＊０５中間予想は、２００５年７月の第１四半期決算発表時の見通しです。＊営業利益　０５中間実績（　）内の数値は対０４中間実績増減比率。
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０４中間実績 ０５中間予想 ０５中間実績

0
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150

０４中間実績 ０５中間予想 ０５中間実績

（億円） （億円）

【経常利益】 【当期利益】

＋３％

＋５％
１０８

前年同期比

２６

１７

１４

１３４

１０３

１３７

７３

５５

７６

１０１

１０４ （＋４％）

３６ （＋３９％）

５ （▲８３％）

１３ （▲　５％）

前年同期比前年同期比
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２００６年３月期中間決算の偏差

コア事業への集中とコスト低減が寄与

－８－

営業利益の予想値に対する偏差（＋４９億円）

　① 売上増加に伴う売上利益の増加　　　２７億円

　②円　安　効　果　　　　　　　　　　　　　　 　８億円　

　③ コ　ス　ト　低　減　　　　　　　　　　　　　１４億円

　前年同期比較では、売上高が６５７億円の減収
となるも、事業の「選択と集中」により営業利益は
横ばいを確保

Ⅰ．２００６年３月期　中間決算概要
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損益計算書

営業外損益、特別損益が改善

－９－

Ⅰ．２００６年３月期　中間決算概要

７３

１２５

５２

１３４

▲８

１５８

１６

４０

６４２

４８４

４，９０６

４，２６３

０４年度

中間期

３４．７７６当 期 純 利 益

９

６

７．３

１０．９

１３５

５８

税 前 純 利 益

法 人 税 等

減損損失と代行返上益の差額減少

３

６

２．６

－

１３７

▲３

経 常 利 益

特 別 損 益

半導体検査装置等の棚卸評価損の減少▲８

▲１

▲４

▲９

▲０．８

▲２５．８

▲２１．９

１５７

１２

３１

営 業 利 益

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

人件費▲６　　雑費▲８

▲１７

▲１６

▲２．６

▲３．２

６２５

４６９

売 上 総 利 益

販 管 費 等

情報エレクトロニクス▲４９８　　先端産業部材▲１５１▲６５７

▲６４０

▲１３．４

▲１５．０

４，２４９

３，６２３

売 上 高

売 上 原 価

主　な　増　減　要　因
前　年　比

増　減　額

前　年　比

増減率（％）

０５年度

中間期
科　　目

（億円）
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貸借対照表

借入金の返済を促進し、残高は４７億円に（年度末にはゼロを目標）

－１０－

Ⅰ．２００６年３月期　中間決算概要

４，３２５４，１９５
負債・資本

合　計
４，３２５４，１９５

　資　産　

合　計

１，７３４１，８１３資本合計

３８

７９

１，６２６

２９

４１

７９

１，６８７

４７

少数株主持分

資本金

利益剰余金

その他

９３９

５６６

９６

２７７

９３０

５５６

８３

２９１

固定資産

　有形固定

　無形固定

　投資他

２，５５３２，３４１負債合計

２９６

２８２

１４

２９０

２７７

１３

固定負債

　退職給付

　その他

借入金の返済　

２，２５７

１，６４８

９９

２６４

２４６

２，０５１

１，５３６

４７

２６７

２０１

流動負債

　買掛金等

　短期借入金

　未払費用

　その他ＬＣＤドライバ減

マウンタ減

日立ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞ　

３，３８６

４６１

２，１３０

２

５６９

１７９

１８

３０

３６

▲３８

３，２６４

３２１

２，０４２

１

５２１

１６７

１７

１９１

４３

▲４０

流動資産

　現金預金

　売掛金等

　有価証券

　棚卸資産

　繰延税金

　前渡金

　関係会社預け金

　その他

　貸倒引当

増　減　要　因０５／３０５／９負債・資本増　減　要　因０５／３０５／９資　産

（億円）
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Ⅱ．２００６年３月期　業績予想

－１１－



Copyright© 2005 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

0

5,000

10,000

０４実績 ０５予想 ０５業予

先端産業部材 情報エレクトロニクス

ライフサイエンス 電子デバイスシステム

【売上高】
（億円）

－１２－

２００６年３月期業績予想

情報エレクトロニクスを中心として前年比減収

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

▲１０％
９,３６９

８,３００ ８,４３０

前年度比

２，２９３

　　８３９

３，０９８

３，１３９

２，０４０

　　７３０

２，６３０

２，９００

　（注）＊０５予想は、２００５年７月の第１四半期決算発表時の見通しです。＊０５業予（　）内の数値は対０４実績増減比率。

２，１６０ （▲６％）

７９０ （▲６％）

２，５２０ （▲１９％）

２，９６０ （▲６％）
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Ⅱ．２００６年３月期業績予想

（億円）

【営業利益】
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０４実績 ０５予想 ０５業予

（億円） （億円）

【経常利益】 【当期利益】
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０４実績 ０５予想 ０５業予

先端産業部材 情報エレクトロニクス

ライフサイエンス 電子デバイスシステム

２１０

２９３
３００

２００６年３月期業績予想

自社製品の販売強化により利益予想を大幅に上方修正

＋５％

＋９％

前年度比

１９８

　５５

　１７

　３０

１２５

　４０

　２５

　２９

２５９

２００

２７２

１５０

１１３

１６３
１８５ （▲６％）

６５ （＋１９％）

１６ （▲　７％）

２５ （▲１７％）

　（注）＊０５予想は、２００５年７月の第１四半期決算発表時の見通しです。＊営業利益　０５業予（　）内の数値は対０４実績増減比率。

▲２％

前年度比
前年度比
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－１４－

Ⅱ．２００６年３月期業績予想
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（％）
【売　上　高】【受　注　高】

（％）

前年同期比

前期比

四半期別受注高・売上高の推移

０５／３Ｑ・４Ｑの受注高（対前期比）は二期連続での増加の見通し

　（注）＊受注高については、単独数値、売上高については、連結数値で表記しています。

前年同期比

前期比
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経営の基本方針

市場の伸びを上回る高成長企業の実現に向けて

基本方針

①自社製品部門の高収益化

　　　 ・ コア事業への集中による

　　　　　収益確保

　　　・ 新製品投入によるシェアの向上

②商事部門の事業拡大

　　　・ 選択と集中による

　　　　　収益性の向上

　　　・ 付加価値提供による事業拡大

　　　・ グローバル展開

構成比率

自社製品
81%

商事部門
19%

＜２００５年度予想＞

売上高

9,369億円

営業利益

300億円

－１５－

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

自社製品
33%

商事部門
67%

自社製品
28%

商事部門
72%

自社製品
82%

商事部門
18%

＜２００４年度実績＞

売上高

8,430億円

営業利益

293億円

＜営業利益率の推移＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　自社製品　　　　9.2％　　　　→　　　　8.5％　　　
　　商事部門　　　　0.8％　　　 →　　　　1.0％
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1,000
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０３年 ０４年 ０５年

半導体製造装置（市場予測と製品別売上）

前年度比で市場は落ち込むものの、当社事業はプラス

－１６－

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

【当社主要製品群売上高推移】

（億円）

0

150

300

０３年 ０４年 ０５年 ０６年

【半導体製造装置市場（前工程）】　　　　　　　（Ｗ／Ｗ）

（売上ベース）（億US$）
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【半導体製造装置市場（前工程、前年比伸び率）】

（％）

評価・解析

全体

０３年 ０４年 ０５年 ０６年

評
価
解
析

0.9 2.6

63

2.4

4.2

72

－6 －2.1

１４７

２５４ ２３９ ２３４

【プロセス装置】　　　　　　　　　（　　　）内は対０４年度増減率

　・ エッチング装置は市場の投資減により減少（▲１８％）

　・ 露光装置は国内３００ｍｍ投資案件の取込みで大幅増（＋７９％）

【評価・解析装置】

　・測長SEMは市場の投資減により減少（▲３０％）

　・検査解析装置は新機種投入と競争力改善で大幅増（＋２７％）

【後工程装置】

　・競合力が改善し、大幅増（＋４４％）

　（注）＊％は前年度比伸び率。

プロセス

評価解析

後工程

＋５％

　（出所）ＳＥＭＩのデータを基に当社にて調整

（＋１％）

（＋１％）

（＋４４％）
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1 ,000

1 ,500

０３年 ０４年 ０５年

半導体製造装置（地域別売上）

日本及びアジア地域で事業拡大

－１７－

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

（億円）

【当社地域別売上高推移】

＜日本＞

　　露光装置の増加で０５年度も堅調推移

＜韓国＞

　　評価・解析装置の増加により

　　　２００５年度も堅調推移

＜中国大陸・台湾地域＞

　　評価・解析装置の増加により

　　　２００５年度も堅調推移

＜米州・欧州＞

　　２００５年度は減少

　　　但し、評価・解析装置は増加

日本

韓国

中国大陸
台湾地域

米州・
欧州

【地域別売上動向】

＋５％

（▲１０％）

（＋７％）

（＋３％）

（＋９％）

　（注）＊％は前年度比伸び率。
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半導体製造装置（事業戦略）

評価・解析装置分野でのリーディング企業を維持

－１８－

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

　①測長ＳＥＭは次世代機の投入とｼｽﾃﾑでの差別化により

　　　　トップシェアを堅持

　②光学式検査装置は、暗視野を中核として事業推進

　③ ＳＥＭ式検査装置は、特定顧客との共同開発で60～45NM
　　　　製品を先行投入

　④ ﾅﾉﾌﾟﾛｰﾊﾞは、65nm以降のﾃﾞﾊﾞｲｽ対応機により市場浸透

　⑤ FE-SEMは、半導体から先端材料のﾅﾉﾃｸ 市場への深耕で
　　　　トップシェアを堅持
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0

2,000

4,000

6,000

０３年 ０４年 ０５年 ０６年

液晶製造装置市場 当社関連装置市場

液晶関連装置（市場予測と製品別売上）

ホトリソ工程で事業が拡大

－１９－

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

【液晶製造装置市場】 【当社製品群売上高推移】　

【液晶製造装置市場（前年比伸び率）】

１．０５年度の見通しは市場の伸びとほぼ同じ水準

２．カラーフィルタ関連の堅調な投資により、
　　　０５年度のホトリソ工程の売上は増加　　　　　

３．実装関連投資が０４年までに一巡し、
　　　０５年は踊り場

４．日立ディスプレイデバイシズからの譲受製品
　　　（偏光板貼付装置、レーザリペア装置）は　　　
　　　　０６年から売上に寄与

（億円）

（％）

３，５７５

５，６１４
５，１００ ５，２００

6
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25

52

2-9

26

57

-40

-20

0

20

40

60

０３年 ０４年 ０５年 ０６年

0

300

600

０３年 ０４年 ０５年

（億円）

検査装置

セル・実装

ホトリソ

▲８％

　（注）＊％は前年度比伸び率。

　（出所）ＳＥＡＪのデータを基に当社にて調整

（▲３７％）

（＋２１％）

（＋７％）
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0

300

600

０３年 ０４年 ０５年

液晶関連装置（地域別売上）

中国大陸での事業が拡大

－２０－

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

　　　　【当社地域別売上計画】
（億円）

１．台湾地域の一部メーカは０４年度後半から

　　　０５年前半に投資を一時延期した為、

　　　０５年の比率は低下

２．中国大陸の比率は、０３年０.７％、０４年７％、

　　　０５年１１％と推移。

　　　今後前工程の中国大陸展開が進み、比率は

　　　更に高くなると予想

３．国内大手メーカの投資により、０５年の世界

　　　市場に占める国内比率は２３％まで増加

日　本

韓　国

中国大陸

アセアン

台湾地域

▲８％

（　－　）

（▲３０％）

（▲１５％）

（＋４％）

（＋３５％）

　（注）＊％は前年度比伸び率。
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液晶関連装置（事業戦略）

業界のニーズに応える新製品の継続的投入

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

　１．カラーフィルタプロセス変革に対する対応

　　　・新技術を採用した製品の開発：インクジェット方式、レーザ直接描画方式

　２．次世代ガラス対応

　　　・ 第８世代対応装置は開発完了：ウエット装置、露光装置、検査装置

　３．パネル実装変革対応

　　　・ ＣＯＧ・ＴＡＢ兼用型ﾓｼﾞｭｰﾙ組立装置の投入

－２１－
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ライフサイエンス（業績動向）

自社製品の販売増加により増益の見通し

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

【売　上　高】
(億円)

１．自社品販売強化により営業利益増

　(1) 生化学・免疫分析装置が欧米を中心に
　　　　増加（＋１４％）

　(2) 遺伝子解析装置が増加（＋３２％）

　(3) 新型生化学分析装置(LST008/003)の　
　　　　投入

２．今後の展開

(1) タンパク質解析用ＬＣ／ＭＳの機能向上と

　 　 海外展開

(2) 成長市場である中国市場での生化学

　　　分析装置/試薬システム販売の強化

(3) 心臓磁気計測システムの早期実績化

(4) 遺伝子診断システムの開発促進

－２２－

0

500

1,000

０３年 ０４年 ０５年

他社品

自社品
（医用）

９０７

自社品
（バイオ）

８３９
７９０

　（　　　）内は対０４年度増減率

（▲２６％）

（▲２９％）

（＋２４％）

▲６％

　（注）＊％は前年度比伸び率。
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商事部門（２００６年３月期業績予想の前年比動向）

デジタル家電等の価格下落から減収予想

－２３－

Ⅱ．２００６年３月期業績予想

１．情報エレクトロニクス１．情報エレクトロニクス

　　①家電製品は、米国を中心に５０％と大幅に減少

　　②半導体は、デジタル家電等の価格下落の影響を受け、アジア向けＬＣＤ　　　　

　　　　　ドライバーを中心に２０％減少

　　③チップマウンタは、自動車エレクトロニクスや情報通信分野向けに１０％増加

２．先端産業部材２．先端産業部材

　　①樹脂・非鉄・特殊鋼などの工業材料は、昨年からの値上げ基調が続いている　

　　　　　ものの一部の材料には在庫過多もあり、全体としては横ばい

　　②電子デバイス材料は、昨年下期を底に回復傾向にあるが力強さがなく微増

　　③液晶プロジェクター用光学部品は、年末に向けての回復期待があるものの　　

　　　　　市況は総じて低調で３０％減少
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Ⅲ．データ集

－２４－
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四半期決算の推移

Ⅲ．データ集

－２５－

４７

７９

８０

２，３９４

０４年１Ｑ

５６

８７

１１０

２，２７４

０５年２Ｑ

２０２６５１２６当　期　利　益

５０４４８１５５経　常　利　益

４７６３７９７８営　業　利　益

１，９７５２，３０８２，１５５２，５１２売　　上　　高

０５年１Ｑ０４年４Ｑ０４年３Ｑ０４年２Ｑ

７１４

５４２

１９６

５２３

０５年１Ｑ

７６０７３９７７５８１８８０７先端産業部材

６９５６８７６７５８５５８８１情報エレクトロニクス

２１２２５１１７０２２２１９６ライフサイエンス

６０７６３１５３５６１７５１０電子デバイスシステム

０５年２Ｑ０４年４Ｑ０４年３Ｑ０４年２Ｑ０４年１Ｑ

＜セグメント別売上高＞

（億円）
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設備投資額・減価償却費・研究開発費

－２６－

１８５

８９

１０８

０４年度

実績

＋１％１８６±０％８９８９研究開発費

▲４％８５▲９％４１４４減価償却費

▲３１％７５▲４８％２９５６設備投資額

前年度比
０５年度

予想

前年

同期比

０５年度

中間

０４年度

中間

（億円）

＜増減理由＞　（２００４年度　⇒　２００５年度）

　　【設備投資額】　　３３億円減少

　　　・ 那珂事業所の新クリーンルーム棟の建設（２００４年度２０億円）

Ⅲ．データ集

　（注）　＊設備投資額は取得ベースで記載しております。
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主要製品群別売上高の動向

－２７－

（億円）

２，９６０

８１４

３８３

３４９

１，４１４

２，５２０

５３６

３０８

７０５

５１０

４６１

７９０

２１８

４３２

１４０

２，１６０

４４４

７９４

５１３

４０９

０５年度予想

▲６％

▲３％

＋５％

▲２９％

▲２％

３，１３９

８３９

３６６

４９２

１，４４２

▲９％

▲６％

▲２３％

▲４２％

＋１０％

１，４７４

４０７

１８４

１８９

６９４

１，６２５

４３５

２３８

３２３

６２９

【先端産業部材】

　工業材料　

　電子デバイス材料

　光関連部材

　その他

▲１９％

＋０％

＋２％

▲２２％

▲３２％

▲２４％

３，０９８

５３５

３０３

９０４

７４８

６０８

▲２９％

▲７％

▲２２％

▲２１％

▲５２％

▲２６％

１，２３７

２５３

１４８

３７６

２４２

２１８

１，７３６

２７２

１８９

４７５

５０５

２９５

【情報エレクトロニクス】

　情報システム

　組立装置

　半導体

　メディアデバイス・情報家電

　その他

▲６％

＋１２％

＋２４％

▲５３％

８３９

１９４

３４９

２９６

▲２％

＋３％

＋２６％

▲４２％

４０８

１０６

２２１

８１

４１８

１０３

１７５

１４０

【ライフサイエンス】

　バイオ関連機器

　医用関連製品

　その他

▲６％

＋０％

＋１％

▲８％

▲１９％

２，２９３

４４２

７８９

５５７

５０５

＋０％

＋２１％

▲８％

▲３％

＋０％

１，１３０

２５４

３６４

２８６

２２６

１，１２７

２１０

３９７

２９５

２２５

【電子デバイスシステム】

　プロセス装置

　評価・解析装置

　液晶関連装置

　その他

前年度比０４年度実績前年同期比０５年度中間０４年度中間

Ⅲ．データ集
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＜資料取り扱い上の注意＞

①本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、すべて連結です。

②数値情報は、億円未満を四捨五入しています。

③増減率は、基本的に円単位で計算しています。

④本プレゼンテーションで述べられている将来の当社業績に関する予想は、現時点で知

　　　りうる情報をもとに構築されたものです。当社の参画する産業界はテクノロジーの変

　　　化が速く、競争の激しい産業です。また、世界経済、半導体市況、為替相場など、当

　　　社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがいま

　　　して、今後、当社の業績が本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含み

　　　おきください。但し、大きな変動がある場合は、証券取引所の適時開示規則及び当　

　　　社の自発的判断等に基づき、その都度公表していく所存です。

以　上

－２８－


